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Kapazitiv gekoppelte Plasmastrahler zur Erzeugung von
222 nm Excimerstrahlung mit gedruckten
Elektrodenstrukturen

Krypton-Chlorid-Flachlampen zur flachigen Erzeugung von UV-Strahlung
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Uberblick
1 Kapazitiv gekoppelte Flachlampen d Vorteile von gedruckten Elektroden J Anwendungsbeispiele
J Dielektrisch behinderte Entladung (DBE) J Maskenloser Digitaldruck fur schnellen 0 UV-Desinfektion
0 Erzeugung von 222 nm UV-Strahlung Entwicklung und Herstellung komplexer (von Wasser, Luft oder Oberflachen)

Strukturen in 2D und 3D
UKIU | u  Plasmaaktiviertes Wasser (PAW)

- Flachige Flachlampengeometrien 3 GroRflachige Elektrodenstrukturen méglich (NO;,NOS)

 Gedruckte Elektrodenstrukturen mit komplexen
Geometrien moglich

Herstellung der Elektrodenstruktur

Flachlampenstruktur

1 Dimensionierung und Fullparameter
1 Aerosol Jet Drucker

d Lampenkorper aus Quarz
4 5 Vol% Clin 95 Vol% Kr Fullung
d Startgasdruck: 520 mbar

1 Vollstandig digitaler Druck

J Einfache additive Fertigung, auch auf
3D-Strukturen

d Sehr hohe Materialkompatibilitat (Tinten)
J Druckbare Linienbreite von 10 um bis 2 mm

d Gedruckte Elektroden aus Silbernanopartikeln

0,4 mm In Betrieb

. - - N -a — -
|
2V W awald et o W e o \
: B2 % %% %%
SN0 e Ree®e s
sNusesesasss -
sl elete e s,
ot C
b “ 0 Q-l
' \9% = S-S
i ;
(/ ¢ Y
| 053 \
>, - .
. o
3 : g
‘® g
. , ™ 1

- - p— - — — )
e ‘\hm”-l.ﬂ-ﬂ'r’f ’_ €4
e € €0, O

d UV-Aushartung und Lasersintern direkt im
Gerat
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Optische und elektrische Eigenschaften des Lampensystems
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1 Kolorimetrische Messung der Nitrat
und Nitrit Konzentration im Wasser
(Quantofix Teststeifen) in Intervallen

d 222 nm Excimer-Strahlung
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1 Bestrahlungsstarke an der 4
Strahleoberflache E = 3,47 W /m? 2cm ! V.0

0,3

Spektrale Bestrahlungsstarke [W/(m? nm)]

von funf Minuten uber eine Stunde
i O Strahleroberflaiche A = 68,4 cm? L A
i 0 Eingangsleistung P, =86W ‘ 93 cm 4 1 50 ml DI- Wasser in der Petrischale

200 210 220 230 240 250
Wellenlange [nm]

| und 1 cm abstand von Strahler
4 Strahlungsleistung P, = 24 mW

d Maximale Effizienz n=0,28%
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